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摘要(译)

使用沉积设备的沉积方法包括：在第一沉积簇的第一处理室中的基板上
沉积第一沉积层;将第一处理室之一中的基板的基板转移到第一沉积簇的
第一传送室中，第一传送室连接到每个第一处理室;将第一沉积组的第一
传送室内的基板传送到连接室中，连接室连接到第一传送室和第一和第
二气体供应线;通过第二气体供应管线将气体供应到连接室中，以将连接
室的内部压力从预设的第一压力改变为预设的第二压力，该第二压力不
同于大气压力;将连接室内的基板转移到第二沉积簇的第二传输室中。
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